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介绍：英文题名:Plasma chemistry and processing:阐述了等离子体化学的基本理论和

和应用技术,包括:等离子体的发生、辉光放电过程的应用与解析、溅射制膜等8章。

说明：登录教客网（https://www.jiaokey.com/book/detail/10073959.html）查找全本
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